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  本刊中 包含“氧化钒薄膜”的 相
关文章 
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摘要  用直流磁控反应溅射法和不同基底温度下在玻璃底上沉积微纳结构的氧化钒薄膜，通过X射线衍射、电子

扫描显微镜、UV-Vis透射、红外和拉曼光谱研究了薄膜的结构特性。在低温下制备的薄膜表现出高的光学透过特

性，在基底温度低于200 ℃下制备的薄膜具有无定形结构，而在基底温度高于200 ℃时制备的薄膜具有多晶结
构。薄膜的光学参数使用经典模型计算，通过测量和拟合透射光谱获得了薄膜的禁带宽度变化规律。  
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